
H	  0111 H	  2032 H	  0111 H	  2032 H	  0111 H	  2032 H	  0111 H	  2032 Poster H	  0111 H	  2032 Poster
9:30 -‐ 9:45 Thin	  films	  photovoltaics
9:45 -‐ 10:00 DS	  4 Organic	  electronics	   Organic	  electronics	   Focused	  session: Resistive	  switching	  I

10:00 -‐ 10:15 Focused	  session: &	  Photovoltaics	   Application	  of	  thin	  films &	  Photovoltaics	   Thin	  film	  characterization Thermoelectric	  materials	  I Focused	  session:
10:15 -‐ 10:30 Thin	  films	  photovoltaics:	   Focussed	  electron	  beam	  II Simulations	  and	  optics	  II Electronic	  properties	  I TEM,	  LEED,	  PAS Thermoelectric	  materials	  III
10:30 -‐ 10:45 CIGSe	  +	  CdTe DS	  39 Heterostructures Poster	  IV
10:45 -‐ 11:00 Layer	  properties	   DS	  5 DS	  30 DS	  32
11:00 -‐ 11:15 DS	  15 DS	  24 DS	  41
11:15 -‐ 11:30 DS	  13 DS	  20 Resistive	  switching	  II
11:30 -‐ 11:45 Focused	  session:
11:45 -‐ 12:00 Thin	  films	  photovoltaics: Organic	  electronics	   Organic	  electronics	   Organic	  thin	  films Thermoelectric	  materials	  II Focused	  session: DS	  44
12:00 -‐ 12:15 	  DS	  1 CIGSe	  +	  processing Ion	  irradiation	  effects &	  Photovoltaics	   &	  Photovoltaics	   I Reduced	  dimensionality DS	  40 Thermoelectric	  materials	  IV
12:15 -‐ 12:30 Simulations	  and	  optics	  II Micro-‐	  &	  Nanopatterning Electronic	  properties	  II Glas,	  sinterered	  materials
12:30 -‐ 12:45 DS	  6 DS	  14 DS	  33
12:45 -‐ 13:00 Nanoengineered	  thin	  films DS	  16 DS	  25 DS	  31 DS	  42
13:00 -‐ 13:15
13:15 -‐ 13:30 DS	  2
13:30 -‐ 13:45 DS	  21
13:45 -‐ 14:00
14:00 -‐ 14:15
14:15 -‐ 14:30 Focused	  session:
14:30 -‐ 14:45 Thermoelectric	  materials	  V
14:45 -‐ 15:00 Bulk	  materials
15:00 -‐ 15:15
15:15 -‐ 15:30 Organic	  electronics	   Thin	  film	  characterization
15:30 -‐ 15:45 Focused	  session: &	  Photovoltaics	  I Ion	  assisted	  methods	  
15:45 -‐ 16:00 Focussed	  electron	  beam Focused	  session: and	  analysis Poster	  II DS	  43
16:00 -‐ 16:15 I DS	  7 Trends	  in	  ALD Organic	  thin	  films	  II
16:15 -‐ 16:30 I DS	  26 Interface	  spectroscopy
16:30 -‐ 16:45
16:45 -‐ 17:00 DS	  3 Thin	  films	  photovoltaics: Thin	  film	  characterization DS	  37
17:00 -‐ 17:15 Oxides	  and	  nanostructures DS	  22 Post-‐growth	  analysis	  XRD,	  etc
17:15 -‐ 17:30 DS	  27 DS	  34
17:30 -‐ 17:45 Annual	  Meeting	  DVG
17:45 -‐ 18:00 DS	  8
18:00 -‐ 18:15 Focused	  session: Poster	  III
18:15 -‐ 18:30 Trends	  in	  ALD Thin	  film	  characterization Organic	  thin	  films	  III
18:30 -‐ 18:45 II Spectroscopy Monolayers	  and	  crystals
18:45 -‐ 19:00 DS	  38
19:00 -‐ 19:15
19:15 -‐ 19:30 DS	  35 Annual	  Meeting	  DS
19:30 -‐ 19:45 DS	  23 DS	  28 (MA	  144)
19:45 -‐ 20:00

Gaede	  Prize	  Talk:	  Mato	  Knez
DS	  18

FridayMonday Tuesday ThursdayWednesday


